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Výskum a vývoj 
optimalizovaných 
procesov pre výrobu 
GaAs monokryštálov 
metódou VGF

Projekt sa zameriava na výskum a vývoj 
technologického procesu pre výrobu 4“ GaAs 
kryštálov metódou Vertical Gradient Freeze (VGF). 
Cieľom je vytvoriť stabilný a priemyselne 
aplikovateľný výrobný postup pre produkciu 
vysokokvalitných nedopovaných a dopovaných GaAs 
kryštálov, využiteľných v polovodičovej elektronike




